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(54) Способ определения фазовой стабильности керамических термобарьерных покрытий при высоких
температурах с использованием синхротронного излучения

(57) Формула изобретения
Способ определения фазового состава керамического термобарьерного покрытия,

нанесенного на образец изжаропрочногоматериала, с использованием синхротронного
излучения для определения предельной температуры нагрева указанного покрытия,
изменяющей фазовый состав упомянутого покрытия, включающий размещение
упомянутого образца с покрытием на нагреваемом платиновом подложкодержателе,
поэтапныйнагрев упомянутогообразца на указанномподложкодержателе и охлаждение
указанного образца, отличающийся тем, что на каждом этапе нагрева проводят
облучение поверхности образца пучком синхротронного излучения, записывают
дифракторамму, характеризующую фазовый состав покрытия, и увеличивают
температуру поверхности образца дискретно со скоростью в диапазоне 30-1500°С/с,
при этом поэтапный нагрев указанного образца проводят до достижения температуры
указанного образца, изменяющей фазовый состав покрытия, в диапазоне 300-1500°С,
а упомянутое охлаждение указанного образца проводят в вакуумной камере либо в
контролируемой газовой среде.
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